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摘要(译)

通过一次曝光在光敏有机膜中形成各自具有各种开口面积的开口。将用
于增加光敏有机膜的热流动性的聚乙烯醇（PVA）膜涂覆在光敏有机膜
上，然后进行热处理以使聚乙烯醇膜和光敏有机膜流动。在热处理之
后，关闭每个具有小面积的开口，并且产生光敏有机膜表面的光滑粗糙
度，并且进一步除去聚乙烯醇膜。因此，形成在光敏有机膜上的反射电
极具有在其表面层中具有小的平均倾斜角的粗糙度，从而成为理想的反
射电极。
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